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 حذف ترکیبات آمینی در راکتور فتوشیمیایی اختلاط کامل توسط ازون و رادیکال هیدروکسیل

 

 

 .2*,علیرضا سلیمی ،3، محمود ثنائی زاده2جواد میرزائی ،1روح اله عابدی فسخودی

 تربیت مدرسدانشکده فنی، دانشگاه  -1

 دانشکده فنی، دانشگاه تهران -2

 دانشکده فنی، دانشگاه صنعتی شریف -3

 

  خلاصه

 

ایر   باشرد   یمر  (AOP) شررفته یپ ونیداسیروش اکس ،یصنعت یهاپساب هیتصف نهیدر زم ریاخ هایموفقیتجمله  از

تروان بره   یآن مر  یهرا دارد و از کاربرد ادیز ایکم  یهابا غلظتی شیمیایی هایرفع انواع آلودگ یبرا یادیز لیپتانس ،ندیفرآ

 ونیداسر یفررار اشرارک کررد  روش اکس    یآلر  یهرا یو رفع آلرودگ  یصنعت یهالج  پساب بیتخر ،ینیرزمیز یهاآب هیتصف

 قیر از طر ایر  H2O2 میمسرتق  هیر که از تجز لیدروکسیه کالیراد مانند یکنندک قو دیاکس یهاگونه دیبراساس تول شرفتهیپ

 شدک است  یگذارهیپا د،یآیبدست م ستیفتوکاتال ایفتوفنتون  ندیفرآ

هرای هیردرو ن پراکسرید    برا اسرتفادک از اکسرید کننردک    از پسراب،   (EDA) اتیل  دی آمی حذف مادک کار حاضر در 

(H2O2 و )ازون (O3 در راکتور فتوشیمیایی اختلاط کامل با کمک اشعه )UV   بهینه هیدرو ن پراکسید  مقدارانجام گردید

 COD% از 3/73و  اتیل  دی آمری  % از آلودگی 73 ،ساعت 12و طی مدت زمان  UV/H2O2با استفادک از  شد و% تعیی  6

    گردیدپساب حذف 

 
 

  ، رادیکال هیدروکسیلازوناکسیداسیون پیشرفته، راکتور فتوشیمیایی، هیدرو ن پراکسید، کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  .1

فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته به طور وسیع به آن دسته از فرآیندهای اکسیداسیون فاز مایع اشارک دارد کره برر   

پذیرد  در ای  فرآیندها اسرتفادک از هیردرو ن   اساس مداخله رادیکال هیدروکسیل جهت تخریب آلایندک مورد نظر، انجام می

  ]1[باشدتر میمرسوم (UV( و اشعه فرابنفش )O3) ازون(، H2O2پراکسید )

اسریون، الکتررو   ازونهرای اکسیداسریون پیشررفته ماننرد فتوشریمیایی،      های اخیرر، توجره خاصری بره روش    در سال

در  به تجهیزات نگهداری و اجرایی کمری نیراز دارد و   بودک و زیسادک و تم AOP یتکنولو اکسیداسیون و     شدک است زیرا 

همرراک برا    یطیمح ستیز یرفع آلودگ تیاغلب هر دو مز یتکنولو   یا  یهمچن  باشدیاز موارد مقرون به صرفه م یاریبس

 کرال یراد ماننرد  یکننردک قرو   دیاکسر  یهرا گونه دیابتدا براساس تول شرفتهیپ ونیداسیباشد  روش اکسیرا دارا م یضدعفون

شردک   یگرذار  هیر پا د،یر آیبدست مر  ستیفتوکاتال ایفتوفنتون  ندیفرآ قیاز طر ای H2O2 میمستق هیکه از تجز لیدروکسیه
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